ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2004

22 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3103 Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia, Gestéo, Arte e
Design das Caldas da Rainha
Curso Superior: 1929 Design, opcdo de Tecnologias Gréficas + op. de Tecnologias Multimédia
Bacharelato+Licenciatura
OPCAO CANDIDATURA ETAPA COLOCACAO (contingente) DISTRITO/CAE DE CANDIDATURA
Opcdo Cands. % Cols. % Etapa Colocagéo Cands. %  Cols. % Nota Distrito Origem Cands. %  Cols. %
12 18 42 4 57 17 Geral 43 100 7 100 137.9 Lisboa 12 28 2 29
22 5 12 0 0 Total 43 7 Oeste 6 14 1 14
32 6 14 1 14 Viseu 3 7 0 O
42 9 21 2 29 Santarém 3 7 2 29
5a 2 5 0 O Leiria 3 7 0 o
62 3 7 0 O Coimbra 3 7 0 O
Total 43 7 Braga § 7 00
Viana do Castelo 2 5 0 O
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 122 ANO (15 mais frequentes) Faro 2 5 114
Sexo  Cands. % Cols. % Curso 12° ano Cands.% Cols. % Aveiro 2.5 0 0
Setubal 1 2 1 14
Masg. 16 37 4 57 R820 AgrupamentoZ/gergI 27 63 4 57 Porto 1 2 0o o
Femin. 27 63 3 43 R821 Agrupamento 2 / design 5 12 2 29 Evora 1 2 0o o
Total 43 7 R822 Agrupamento 2/ artes e oficios 4 9 0 0 Castelo Branco 1 2 0 0
P363 Técnico de artes gréficas 3 7 0 0
MEDIAS dos Colocados U220 Ens. secundario recorrente (todos 2 5 0 0 Total 43 7
R881 Arte e tecnologias de comunicaca 1 2 1 14
Nota de candidatura 149.4 P472 Técnico de informéatica/gestao 1 2 0 0
Prova de ingresso 152.3
Média do 12° ano 147.9
Média do 10°11° ano 147.9
DISTRIBUICOES DE NOTAS DE CANDIDATURA
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